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초 록: 스마트폰 화면의 대형화와 테블릿 PC 비중 확대와 더불어 모바일용 터치스크린의 평균 면적이 확대됨에 따라 휴대
폰 터치 글라스상의 ITO의 단락을 방지하기 위하여 carbon black을 이용한 스퍼터링 공법을 진행하였으며, 최적 증착 조
건 도출 및 기존 인쇄 방식과 대등한 투과도 수치를 확보하였다.

1. 서론 

 최근 들어 터치스크린은 유저인터페이스 그 이상의 의미를 지니기 시작하였고, 이러한 기술은 시대를 거슬러 단순 기능
을 가진 터치스크린에 멀티 터치와 부드러운 터치기능을 부가하여 적용함으로써 터치 인터페이스 기술은 애플의 모바일 
폰에 의해 새로운 전환기를 맞이하였다. 스마트폰 화면의 대형화와 테블릿 PC 비중 확대와 더불어 모바일용 터치스크린의 
평균 면적이 확대 되고 있지만, 면적 확대에 따른 터치글라스에서의 지속적인 두께와 관련된 문제가 발생함에 따라 이를 
보안하는 새로운 기술 개발이 요구되었다.

2. 본론 

 본 연구에서는 RF 마그네트론 스퍼터링 장비를 사용하였으며, carbon black(4N) target을 이용하여 실험을 진행하였다. 
RF 파워 및 증착 시간에 따라 증착을 진행하였으며, 증착물에 대한 분석은 FE-SEM을 통해 표면 및 단면을 확인하였고, 
AFM으로 표면 거칠기 및 UV-vis를 통한 투과도를 분석하였다.

Table 1. Deposit condition of carbon black layer



 < 200 nm < 350 nm 450- 500 nm 150- 200 nm 400-450 nm 550-600 nm 250-300 nm 500-550 nm 700 nm
0

10

20

30

40

0

10

20

30

40

 

 

 
R

a 
(R

M
S 

av
er

ag
e/

nm
)

Carbon black thickness

%
 Transm

ittance

 Ra (RMS average/nm)

 % Transmittance

Fig. 1. Ra and transmittance spectra of different thickness carbon black. 

3. 결론  

 RF 마그네트론 스퍼터링 장비를 통한 carbon black 증착 결과 두께 증가에 따라 AFM 결과에 따른 표면 거칠기가 증가
하였고, 이에 따라 투과도 감소를 확인하였다. 기존에 양산되는 샘플과 비교 하였을 때, RF 마그네트론 스퍼터링 장비를 
사용하여 증착한 결과물이 동등한 투과도를 가지는 것으로 확인되었다. 
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